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Techdow Pharma Switzerland GmbH (Techdow Pharma Swit-
zerland Sàrl) (Techdow Pharma Switzerland LLC), in Zug, CHE-
380.170.679, c/o Centralis Switzerland GmbH, Bahnhofstrasse 10, 
6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). 
Statutendatum: 23.03.2017. Zweck: Erwerb, Halten, Nutzung, Lizen-
sierung und Verkauf von Rechten an geistigem Eigentum aller Art 
sowie die daraus resultierenden und anderen Produkte, insbesondere 
bezüglich pharmazeutische Produkte, Import, Vertrieb und Verkauf 
von pharmazeutischen Produkten sowie Erbringung von damit ver-
bundenen Dienstleistungen an Gruppengesellschaften oder Dritte; 
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Stammkapital: 
CHF 20'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der 
Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-
Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: 
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile 
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Erklärung vom 
23.03.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ein-
getragene Personen: TD Pharma B.V. (67326250), in Amsterdam 
(NL), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; 
Smit, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, 
Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Zieba, Rafal Piotr, polni-
scher Staatsangehöriger, in Krakau (PL), Vorsitzender der Geschäfts-
führung, mit Einzelunterschrift.
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